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内容概要

本书(作者卢进军、刘卫国、潘永强)系统地介绍薄膜光学的基本理论和器件设计的基本方法，适当地
介绍一些新设计方法、新器件设计、新工艺技术。

本书共7章，主要内容包括：薄膜光学基础，器件设计方法，薄膜制造基本方法，高质量光学薄膜器
件的工艺方法，光学薄膜材料，光学薄膜特性的测试，功能薄膜及其应用。

本书可作为高等学校有关专业的教材，初学者的入门教材，光学薄膜技术领域科技人员的参考书。
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编辑推荐

《光学薄膜技术(第2版)》(作者卢进军、刘卫国、潘永强)新增了一些薄膜新技术和新应用方面的内容
：第2章中增加了显示器用防眩光减反射膜；第3章中增加了等离子体增强化学气相沉积技术；新增了
第6章光学薄膜特性测试与分析和第7章功能薄膜及其应用。
结合教学需要，每章都配置了一些思考题与习题，仅供教学参考使用。
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